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摘要(译)

本发明提供一种阵列基板和该阵列基板的制造方法，所述阵列基板包含
可有效地实现像素的高数值孔径化且难以产生剥离的绝缘膜。而且，提
供一种亮度高、且具有高的可靠性的液晶显示元件。使用感放射线性树
脂组成物在形成有开关有源元件8的基板4上形成绝缘膜12而制造阵列基
板1，所述感放射线性树脂组成物含有：包含具有羧基的结构单元与具有
聚合性基的结构单元的聚合物、二叠氮醌化合物或聚合性化合物及聚合
引发剂，热产酸剂，以及作为硬化促进剂的式(1)或式(2)的化合物。使用
阵列基板1而构成液晶显示元件。
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